
ウェハカセット洗浄装置 

＜概要＞ 

本装置は、ウェハを搬送するカセットを純水高圧洗浄⇒スピン液切り乾燥させる自動洗浄装置です。 

カセットに合わせ設計・製作致します。 

 

＜主な仕様＞ 

1.被処理物：   ４インチ用カセット ～ ８インチ用カセット 

2.処理数量：   １６カセット ～ ２４カセット （追加処理可能） 

3.処理速度：    ４min 

4.洗浄液  ：   純水 

 

＜実績（その他）＞ 

半導体：6 ｲﾝﾁ、8 ｲﾝﾁｳｪﾊ用ｶｾｯﾄ 

 

＜外観図（イメージ）＞  

 

＜写真＞ 

  


